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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月4日(2013.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　アミドワックスを加熱脱着装置で２００℃で１０分加熱し、脱着させた成分のＧＣ／Ｍ
Ｓ分析において、最大ピークとして検出される揮発成分の量（Ｄ）と、前記（Ａ）との関
係が、（Ｄ）／（Ａ）≧０．８５であることを特徴とする請求項１または２に記載のトナ
ー。


	header
	written-amendment

